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El invento que se describe en la presente me- *
moría está relacionado con láminas o chapas metálicas 
embutidas o estampadas profundamente, útiles como dis­
positivos de aislamiento térmico reflector.

Los dispositivos de aislamiento térmico reflector 
se construyen a base de bastidores metálicos circundan­
tes que contienen en el interior de los mismos una plu­
ralidad de chapas metálicas reflectoras espaciadas. Una 
serie de estas estructuras se utiliza en la industria 
de la energía nuclear, donde el aislamiento reflector 
se emplea en gran escala para el aislamiento térmico 
de los reactores nucleares y tuberías asociadas. En uno 
de estos tipos de estructura, comercializado por Johns 
-Manville Corporation, las chapas metálicas reflectoras 
individuales están separadas por espaciadores sobresa­
lientes estampados en cada chapa.

El invento provee un dispositivo de aislamiento 
térmico reflector que comprende una pluralidad de hojas
espaciadas cada una de las cuales está constituida*por

" " *un material de chapa caracterizado por tener en*<,3.&°su­
perficie del mismo un primer dibujo de estampación.en
relieve a escala pequeña y, superpuesto al misme"^*pn di-** *
bujo de estampación profunda.

El objeto del presente invento se realiza en un apa­
rato para la estampación profunda de material de chapa
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que comprende un primer juego de rodillos, teniendo 
cada uno de dichos rodillos del citado primer juego 
un dibujo de estampación adecuado para estampar un 
dibujo en relieve de escala pequeña a través de to­
da la superficie del mencionado material de chapa, ca­
racterizado por un segundo juego dé rodillos, teniendo 
cada uno de los rodillos de dicho segundo juego un di­
bujo de superficie adecuado para la estampación de pro­
tuberancias profundas en dicho material de chapa en 
una relación de superposición con el mencionado dibujo 
en relieve de escala pequeña.

La figura 1 es una Vista en perspectiva de una 
parte de una chapa que tiene el dibujo en relievé* es-

9* * ttampado en la misma antes de la estampación prp^U&da.
La figura 2 es una vista en perspectiva de una 

parte de una chapa que tiene en la misma tantos l*a* 
estampación en relieve como la estampación profunda.

La figura 3 es una vista parcial en perspectiva 
de una típica estructura de aislamiento reflectQl**.de 
este invento. *,*

Se puede comprender mejor el invento descrito 
en la presente memoria refiriéndose a los dibujos ad­
juntos.

El dispositivo está constituido por una pluralidad 
de láminas u hojas metálicas reflectoras, tal como de
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aluminio o de atero inoxidable, cada una de las cuales 
está provista de un primer dibujo en relieve de escala 
pequeña, como se ha ilustrado en la figura 1. Usté di­
bujo en relieve de escala pequeña comprende una plura­
lidad de pequeñas "crestas!! y "valles" elevados o hun­
didos respecto al plano de la chapa en no más de apro­
ximadamente 1 cm., usualmente alrededor de 0,5 a 5 mm. 
Las crestas y los valles se extienden en una pluralidad 
de direcciones en el plano de la chapa, idi un dibujo 
común, se extienden en dos direcciones sustancialmente 
perpendiculares entre si. ¿h otro, están colocados al 
aaar de tal manera que sólo están presentes tronos cor­
tos de direccionalidad, y el defecto total es pm^idi- 
reccional. Sin embargo, un dibujo unidireccional^,tal 
como unas sencillas ondulaciones paralelas o esencial­
mente paralelas, no permitirá efectuar la subsiguiente 
embutición profunda de la figura 2. De este modo, las 
crestas y los valles cooperan para formar un dibujo de
nequeños cuadrados, rectángulos o figuras análqgas sa-- °
liantes, sin que cada uno exceda de unos 10 a 20 milí­
metros de anchura y longitud individuales, extendiéndo- 
se el dibujo a través de toda la superficie de la eha-
pa.

Dicha chapa dibujada en relieve está provista de 
tui segundo dibujo de protuberancias grandes como las
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ilustradas en la figura 2. Las protuberancias grandes 
son de un tamaño o escala suficientemente grande res­
pecto a las estampaciones en relieve de escala pequeña 
para que cada una abarque varios de los rasgos en relie­
ve formados por las crestas y los valles.

El dibujo de las protuberancias puede ser un poco 
aleatorio o puede tener grados variables de regulación. 
Es esta estampación profunda la que es necesaria para 
las chapas, con el fin de permitir la separación de las 
chapas cuando están apiladas sirviendo de aislamiento. 
Sin embargo, se ha averiguado que este doble dibujo 
de estampación, que implica un primer dibujo en relieve

3 *

de escala pequeña, y luego un segundo dibujo prq^unda-y + *
mente estampado, es necesario para obtener la configu­
ración de la figura 2, que se requiere para utilizar 
en chapas de aislamiento reflector sin un punzohado 
significativo de las chapas. Se ha observado que no 
resulta satisfactorio en absoluto tratar simpleMdñte 
de imprimir la estampac-ión profunda en la cha&á<gpues 
en lugar de presionar las protuberancias en ha ó'ĥ pa, 
esta estampación profunda de una sola etapa en mucños 
casos no hace más que perforar agujeros en la chapa 
rígida. Sin embargo, la combinación de los dos dibujos 
de estampación comunica a la chapa la capacidad de re­
lajarse por estiramiento o dilatación para compensar
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la estampación profunda, permitiendo así que las pro­
tuberancias profundamente estampadas sean presionadas 
fuera de la chapa que de otro modo seria rígida, i'or 
consiguiente, un factor crítico de este invente es que 
se utilicen las dos etapas de estampación, y que la im­
presión del dibujo en relieve de escala pequeña preceda 
a la etapa de estampación profunda.

La naturaleza exacta del dibujo no es crítica, 
mientras la profundidad y la frecuencia de las curvas 
y ondulaciones ("crestas y valles") sean suficientes pa­
ra comunicar una relajación que baste para permitir que 
se comunique subsiguientemente el dibujo de estampación 
profunda. Oe ha observado que un dibujo de cuadraos de 
5 mm, (las "crestas") separadas por espacios de p mm 
aproximadamente (los "valles") y estampados hasta una 
profundidad de alrededor de 1 mm, extendiéndose bí^dibujo 
en dos direcciones a través de una chapa entera de acero 
inoxidable de alrededor de 76 mieras de espesor,"es*to-„ v v
talmente satisfactorio para permitir la estampocieíf pos­
terior de protuberancias cónicas profundas 42 que* "tie­
nen unas dimensiones aproximadas de 50 mm de diáAedfro y 
15 mía de altura, espaciadas aproximadamente a 100 mm 
de distancia entre centros, extendiéndose también el 
dibujo profundo en dos direcciones a través de toda la 
chapa, îl dibujo en relieve no será en un relieve brusco,
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sino que más bien comprenderá lados inclinados de los 
"cuadrados" o figuras similares de escala pequeña, como 
so ha indicado generalmente en la figura 1.

Una estructura de aislamiento tórmico reflec­
tante típica que utiliza las chapas fabricadas de acuerdo 
con el presente invento se ilustra en la figura 8. Una 
pluralidad de chapas 75 con las protuberancias profundas 
42 y una pluralidad do ohapas distanciadoras 77 están par­
cialmente encerradas en una envuelta 78. Las chapas óspa- 
ciadoras 77 no tienen las protuberancias profundas 42 im­
presas on ellas. Aunque las superficies de las chapas es­
padadoras pueden carecer totalmente de embutición,, er̂, 
una realización preferida de este invento ambas caray«,"v*. *
do las ohapas espadadoras están embutidas con cierto 
tipo de diseno en relieve. Por ejemplo, las chapas os?-, 
paciadoras pueden comprender una pluralidad de chapas"16 
con diseno en relieve. Las protuberancias cónicas 42 se­
paran las chapas 75 de las chapas espaciadoras adyacen-

 ̂o *tes 77 situadas en posición en relación de apoyo cori'lbs 
vórtices de las protuberancias y, en general, las prott̂ - 
berancias 42 forman los únicos puntos de contacto eq.pr§ 
las chapas adyacentes 75 y 77. La estructura de aislamien­
to puede ser plana, como se muestra en la figura 8, o pue­
de ser curva. El número de chapas necesarias depende del 
tamaño de la estructura de aislamiento y de la cantidad
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de calor que lia de contenerse, pero ordinariamente se en­
cuentra que son suficientes de 5 a 24 chapas. Las chapas 
75 y 77 están mantenidas en la envuelta 78 mediante co­
rreas 81, placas perforadas o similares.

Aunque las chapas espaciadoras 77 se utili­
zan en la realización preferida de una estructura de 
aislamiento tórmico reflectante, esto no es esencial.
Una pluralidad de chapas 75 pueden estar.situadas en 
relación adyacente de tal modo que los Jnicos puntos 
do contacto entre chapas adyacentes 75 sean los vórti­
ces de las protuberancias do cada chapa.

t O O

- REIVINDICACIONES -

? 9.O 3

L03 puntos que como característica de novedad 
se presentan para que sean objeto de esta solicitucT*de° 
Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los 
que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

13.- Un dispositivo térmicamente reflectante,
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caracterizado porque está constituido por una pluralidad 
de láminas estampadas, cada una de las cuales tiene en 
una superficie de la misma un dibujo en relieve que com­
prendo una pluralidad de crestas y valles intersecantes, 
estando dichas crestas separadas entre sí y sobresaliendo 
desdo una superficie de dicha lámina no más de un cm y, 
superpuesto al mismo, un dibujo de estampación profunda 
que comprendo una pluralidad de protuberancias, teniendo 
cada protuberancia una base más ancha que su cúspide, en 
que la base os suficientemente grande con relación a las 
crestas para incluir al menos partes do varias de las 
crestas, y en que la altura de las protuberancias es ma** 
yor que la altura de dichas crestas, comprendiendo 
tambión dicho artículo una pluralidad de láminas sepbft&* 
doras estando cada una de las láminas estampadas coparada 
por una lámina eopaciadora posicionada en una relacilón*' 
de apoyo a tope solamente con las cúspides do las pro­
tuberancias.

23.- Un dispositivo según ¡la reivindicacióiu'Tg,'* p * **
caracterizado porque dichas protuberancias son general-*

** tí­mente cónicas y sobresalen alternativamente de ambas ,,.*
superficies de la lámina.

3 &.- Un dispositivo según las reivindicaciones 
16 o 23, caracterizado porque dicho dibujo en relieve com­
prende una pluralidad de crestas de aproximadamente 5 mm.

3-7-76 9
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separadas por valles do aproximadamente 3 mm, estando 
dichas crestas y dichos valles estampados hasta una di­
mensión de aproximadamente 1 mm desde una superficie de 
la lámina y teniendo dichas protuberancias dimensiones 
de aproximadamente 50 mm de diámetro y 15 de altura 
y estando separadas en aproximadamente 10 mm entre cen­
tros.

4§.- Un dispositivo térmicamente reflectante, ca- . . 
racterizado porque está constituido por una pluralidad 
de láminas estampadas segdn las reivindicaciones 1§ a 33, 
estando cada una de las láminas estampadas situadas en 
relación de apoyo a tope solamente con las cdspides de 
las protuberancias de otra do diohas láminas.

5 3,- Un dispositivo térmicamente reflectante.*.** °
Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante­

cedo, representado en los dibujos que se acompañan y7nâ - 
ro. los fines que se han espécificado.

Esta Memoria consta de diez hojas escritas a niáqhi-* 
na por una sola cara. /
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